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산화아연은 안료, 요업, 촉매, 의약품 및 고무산업에 널리 사용되어 왔으며, 밴드갭 3.3 - 3.6 eV로 n

형 반도체, 광촉매, 광전도성 등의 여러 가지 특성을 갖고 있기 때문에 대단히 주목 받고 있다. 이러한 

여러 가지 용도에 대응하기 위해서는 다양한 형태와 입도를 갖는 산화아연 제조기술이 뒷받침 되어

야 한다.  

본 연구에서는 질산아연 등의 용액과 알카리 침전제를 연속적으로 투입하는 더블젯 침전법으로 산화

아연 미세 입자를 합성하였다. 아연용액과 알카리 침전제의 종류와 농도, 반응온도, 첨가제의 투입 등

의 합성 조건이 생성되는 산화아연의 형태와 입도에 미치는 영향을 검토하였다.  

침전제의 종류에 따라 침상형, 판상형, 원기둥형 등과 같은 다양한 형상과 크기의 입자를 얻을 수가 

있었다. 특히 첨가제의 투입한 경우에는 구형에 가까운 산화아연 입자를 얻을 수 있었다.  




